Laboratorio EPTISA
C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristébal Laboratorio inscrito en el Registro General del

B go Técnico de la Edificacién como LECCE
e p q 47012 - VALLADOLID con N° CYL-L-005 en las dreas de actuacion

castillayleon@eptisa.com EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS
Tel: 983 205 099

TRABAJO: PR24QCVAL0000-267 MUESTRA: VLF.190419 CLAVE: 11-833590 Péginalde?
Peticionario: UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA - UPNA -

Direccién: Campus de Arrosadia. Arrosadia c/n 31006 Pamplona NAVARRA

Obra: PROYECTO ENERCON. Determinacion de la actividad fotocatalitica segin ISO 22197-1:2016

Material: Muestra de espuma cerdmica. Referencia: CG100

Mvuestra: Enviada por correo por el solicitante Fecha de recepcién: 29-10-24

Lugar de entrega:
Procedencia:
Utilizacién:

Recibido en el laboratorio de Valladolid
Universidad publica de Navarra
Material con caracteristicas fotocataliticas

ENSAYOS SOLICITADOS

Determinacién de la eliminacién de 6xidos de nitrico en el aire por fotocatdlisis.

Observaciones:

V.° B.°: Ahudena AGUADO MORI

epl;sa

F.190419

Referencia: CG100

Muestra recibida

Valladolid, a 29 de enero de 2025

-

Fdo.: Carlos DEL BOSQUE TORRES

DIRECTORA DEL LABORATORIO Responsable de Departamento

Estd prohibida la reproduccién parcial de este informe sin el expreso consentimiento de Laboratorio EPTISA

Estos resultados hacen referencia Unicamente a la muestra ensayada, de la cual Laboratorio EPTISA se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos
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Peticionario: UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA - UPNA -
Direccién: Campus de Arrosadia. Arrosadia c¢/n 31006 Pamplona NAVARRA
Obra: PROYECTO ENERCON. Determinacion de la actividad fotocatalitica segun ISO 22197-1:2016
Material: Mvuestra de espuma cerdmica. Referencia: CG100
Muestra: Enviada por correo por el solicitante Fecha de recepcién: 29-10-24
Lugar de entrega: Recibido en el laboratorio de Valladolid
Procedencia: Universidad publica de Navarra
Utilizacién: Material con caracteristicas fotocataliticas Activacién previa: 16 horas bajo luz ultravioleta

RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA ELIMINACION DE OXIDOS DE NiTRICO EN EL AIRE POR FOTOCATALISIS

I1SO 22197-1:2016

Fecha de ensayo: 28/01/2025
Datos de equipo: Analizador NOx Serinus 40

Ldmpara Philips TL-K Actinic BL 40W /10R
Controladores de flujo mdsico: Instrument B.V. Mod. 5850TR/GA, T65870/008
Radiémetro Delta OMH HD 2101.1 rango (315 nm-400 nm).

Parametros Muestra
Presiéon (mmHg) 699,5
Temperatura de la mezcla de gases (°C) 24,8
Humedad de la mezcla de gases (%) 50,0
Concentracion media NO suministrado (ppbv) 1017
Concentraciéon media NO, suministrado (ppbv) 1014
Caudal de la mezcla (I/min) 3,007
Dimensiones de la probeta (cm?) 49,25
Irradiacién UV-A (W/m?) 10,00

Resultados
n ads NO, adsorbido por la probeta (umol) 0,0010
n NO NO eliminado por la probeta (umol) 34,5970
n NO, NO, formado por la probeta (umol) 1,3021
n des NO, desorbido por la probeta (umol) 0,0208

Sin correccién Corregidos

n NO, NO, eliminado por la probeta (umol) 33,28 33.28
Degradacién de NO (%) 99,72 99,72
Degradaciéon de NO, (%) 96,19 96,19

Observaciones:

Esta prohibida la reproduccién parcial de este informe sin el expreso consentimiento de Laboratorio EPTISA
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INFORME DEL AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES FOTOCATALITICOS SEMICONDUCTORES PARA LA PURIFICACION DEL

AIRE
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Tiempo (min)

Clasificacién segin el rendimiento de purificacién de aire - NO, segUn UNE 127197-1:2013

Clase

Rendimiento de la purificacion
de aire — NO,

Clase 0 — sin actrvidad

II\_OY_ <4 0%

Clase 1 4.0% < gyo, <6.0%
Clase 2 6.0% < o, <8.0%
Clase 3

INOS =8.0%

Clase 3- Rendimiento de purificacién de aire > 8%

Observaciones:

Se anade a fitulo informativo la clase de rendimiento de la muestra segun la norma UNE 127197-1:2013
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INFORME DEL AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES FOTOCATALITICOS SEMICONDUCTORES PARA LA PURIFICACION DEL
AIRE

1. Los ensayos han sido realizados segUn las normas y los procedimientos especificos del laboratorio de EPTISA

indicados.

2. Imagenes de la probeta ensayada durante su preparacién para el ensayo

epl;sa

F.190419

Referencia: CG100

Probeta ensayada Muestra durante la activacion

epsa

F.190419

Referencia: CG100

Muestra sumergida en el agua Probeta durante el proceso de secado

Observaciones:
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INFORME DEL AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES FOTOCATALITICOS SEMICONDUCTORES PARA LA PURIFICACION DEL
AIRE

1. Imagenes de la probeta durante la realizacién del ensayado:

epljsa

F.190419

Referencia: CG100

Calidad y Seguridad
lndustriﬂ

N

F190419

Analizador de NOx

Muestra durante el ensayo

Observaciones:
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INFORME DEL AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES FOTOCATALITICOS SEMICONDUCTORES PARA LA PURIFICACION DEL

AIRE

Leyenda
| Fuente de luz 7 Controladores de flujo mésico
2 Ventana transparente 8 Mezcladores de gases
3 Probeta 9 Humidificador
4 (Gias estdndar (contamimante) 10 Analizador
Sistema de purificacion de aire 11 Conducto
6 Compresor de aire

Equipamiento empleado
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Espectro de emisién de la ldmpara Sensibilidad del radiometro

Observaciones:

Estd prohibida la reproduccién parcial de este informe sin el expreso consentimiento de Laboratorio EPTISA

Estos resultados hacen referencia Unicamente a la muestra ensayada, de la cual Laboratorio EPTISA se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos




Laboratorio EPTISA
® C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristobal Laboratorio inscrito en el Registro General del
Cédigo Técnico de la Edificacién como LECCE
e p S a 47012 - VALLADOLID con N° CYL-L-005 en las dreas de actuacion
castillayleon@eptisa.com EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS
Tel: 983 205 099
TRABAJO: PR24QCVAL0000-267 MUESTRA: VLF.190419 CLAVE: 11-833590 Pagina7de?

INFORME DEL AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES FOTOCATALITICOS SEMICONDUCTORES PARA LA PURIFICACION DEL
AIRE

Calculos empleados segln la norma ISO 22197-1: 2016 :

NOXx eliminado (umol) NNox™ Nadst NNONNO2 N des
NOx adsorbido (umol) Neas=(F/22.4) [[(Oyo-ONO)dt- [ONO, dt]
NO eliminado (umol) Nuo=(f/22.4) [J(®@no-ONO)dt
NO, formado (umol) Nuos=(f/22,4)[Opoy dt
NOx desorbido (umol) Naes=(f/22,4) [[Ono dt + [Opo, dt]
NO eliminado (%) NO %= [ (Nuoi- Nuo)/Nioil 100
NO, eliminado (%) NOX %= [ (Noxi - Mox) /Ny 100
NO eliminado corregido (%) NO %= [(Nnoi - Nno) /Mol [Wiesrica Stesrical WirradiadaSirradiada] 100
NO, eliminado corregido (%) NOX %= [ (Nnoxi - Nvox) /Miosid [Whesrica Stesrical WirradiadaSirradiadal 100

Observaciones:
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